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Muchas gracias señor presidente por concedernos el uso de la palabra, agradecemos a la
Secretaría por la elaboración de los documentos.

Al respecto del punto del orden del día la ELAPI destaca la relevancia y los beneficios
sustanciales que el Sistema del Arreglo de La Haya ha aportado al ámbito de la propiedad
intelectual, específicamente en relación con los diseños industriales.

El Acta de Londres de 1934 ha establecido un marco legal sólido y efectivo para la
protección y promoción de los derechos en el ámbito de los diseños industriales a nivel
internacional, evento que merece un reconocimiento destacado por parte de ELAPI, en
tanto constituye una piedra angular fundamental para lograr este objetivo.

A mayor abundamiento, el Sistema de la Haya ha facilitado significativamente el proceso
de protección de los diseños industriales al presentar una única solicitud mediante la
plataforma digital eHague administrada por la OMPI, promoviendo que creadores y
diseñadores accedan a una protección amplia y eficiente enmúltiples países, al tiempo que
reduce la carga administrativa y los costos asociados.

Este enfoque simplificado ha demostrado ser vital para el avance de nuestras naciones en
el ámbito de la innovación y el desarrollo económico. Al fomentar la colaboración,
fortalecer la confianza y reducir las barreras de acceso, el Sistema de la Haya ha creado un
entorno propicio para la creatividad, la innovación y el desarrollo económico sostenible.

Desde ELAPI consideramos que es de suma importancia que el Sistema de la Haya sea
sustentable en términos económicos. Esto implica la necesidad de evaluar y ajustar
adecuadamente los costos asociados, de manera que se puedan cubrir los gastos
administrativos y mantener el funcionamiento eficiente del sistema. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que cualquier elevación de costos debe ser contemplativa y
equitativa, especialmente para los países con recursos económicos más limitados, de



manera tal que se asegure una participación plena y equitativa en el Sistema de La Haya,
promoviendo la igualdad de oportunidades y participación inclusiva de todos los países.

Para finalizar señor/a presidente/a ofrecemos toda nuestra cooperación académica a esta
Asamblea, a los comités permanente, estados miembros especialmente al GRULAC para
avanzar al respecto, muchas gracias.

—-----------REDUCIDO—-----------

Muchas gracias señor/a presidente/a por concedernos el uso de la palabra, agradecemos a
la Secretaría por la elaboración de los documentos.

Al respecto del punto del orden del día la ELAPI destaca que el Sistema del Arreglo de La
Haya ha desempeñado un papel crucial en el ámbito de la propiedad intelectual al
proporcionar un marco legal sólido y efectivo para la protección y promoción de los
derechos en el campo de los diseños industriales a nivel internacional.

Adicionalmente, corresponde resaltar que el Sistema ha simplificado considerablemente el
proceso de protección al ofrecer a los creadores e innovadores la posibilidad de presentar
una única solicitud de registro, evento que ha resultado en una reducción significativa de
la carga administrativa y los costos asociados.

Este enfoque simplificado ha demostrado ser vital para el avance de nuestras naciones en
el ámbito de la innovación y el desarrollo económico, es por ello que desde ELAPI
consideramos de suma importancia que el Sistema sea sostenible en términos
económicos. Esto implica la necesidad de evaluar y ajustar adecuadamente los costos
asociados, teniendo en cuenta las distintas realidades económicas de los países,
garantizando así una participación plena y equitativa que promueva la igualdad de
oportunidades y una participación inclusiva de todos los países.

Para finalizar señor/a presidente/a ofrecemos toda nuestra cooperación académica a esta
Asamblea, a los comités permanente, estados miembros especialmente al GRULAC para
avanzar al respecto, muchas gracias.


